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聚丙烯/有机改性蒙脱土纳米复合材料的光氧化降解研究  
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摘要  研究了聚丙烯/有机改性蒙脱土(OMMT)纳米复合材料在365 nm紫外光辐照下的光氧化降解过程中的结构

变化。主要利用红外光谱方法进行表征。在辐照初期(紫外光辐照时间小于11 h)，复合体系的光氧化降解速率大

于纯聚丙烯体系;随着辐照时间的延长(大于11 h)，复合体系的光氧化降解速率小于纯聚丙烯体系。主要原因是
蒙脱土既有光屏蔽作用，又有加速光氧化降解的作用，这两种作用共存，但在辐照初期，催化光降解作用占主导
地位，随着辐照时间延长，光屏蔽作用占主导。蒙脱土的含量对聚丙烯的光氧化降解速率也存在影响。另外，蒙
脱土的加入对聚丙烯光氧化降解产物也产生影响，羧酸类及酸酐类产物增多，酯类产物减少。  
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